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ReZen{ se tyké zplsobu vyroby vyko-
nové polovodilové souléstky s alespon jed-
nim prechodem PN a s alespon jednim plod-
né &lendnym kontaktem pro vedeni proudu.

V desce polovodilového materidlu je
vytvofena vnit¥ni struktura polovodidové
souldstky. Jedna plocha desky je opatiena
celoplodnym kontektem, tvorenym alespon
dvéma _vrstvemi rdznych kovld. Prvni vrstva
tloustky meximdlné S/um je vytvoiena ko~
vem ze skupiny nikl,’ titan, hlinik, zla-
to, molybden, wolfram, ghrom nebo jejich
silicidy. Druhd vrstva tloudtky maximélné&
8 um je vytvofena jednim z kovd ze skupi-
n§ st¥ibro, nikl, zlato. Takto vytvolreny
kontakt se roz&len{ s pouZitim napiiklad
fotolitografické techniky, pripadné se
velkoplod3né deska rozdleni na men3{ des-
tidky. Deska nebo destitky polovodidové-
ho materidlu se neckonataktovanou stranou
pritavi ve vakuu nebo ochrgnné atmosfére
pri teplot® vy331{ nei 400 "C pomoci mezi~
vrstvy na bdzi hliniku k molybdenovému
nebo wolframovému kotoudi.
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Vyndlez g8 tiké zplisobu viroby vikonové polovodidové
souldstky s alespon jednim p¥echodem PN a s alespen jednim
plodné &lenénym kontaktem pro vedeni proudu,

Vikoncevé polovodidové souldstky jsou obvykle slo¥eny 3z
polovodilového eystému tvo¥eného kFemikovou destifkou 5 FN phew
chody, spojenou z jedné strany s dilatadni elektrodcu, napiiklad
z wolframun nebo molybdenu 2 z druké strany pokovenou vrstvon
kovového materidlu, nap¥iklad zlata, hlinfku, niklu, st¥{bra
apode Systém je kluzné uloZen mezi méddné velkoplodné vivody
pouzdra sahééstky nebo Je stladen p¥F{tladnou konstrukef bezpo-
tencidlového modulu, ‘

Proces vyroby polovodidového systému je nejprve tvoFen vysokoe
teplotnimi operacemi, nap¥iklad difusemi, epitaxi, oxidacemi,
p¥idemZ ve velkoplodné k¥emikové desce je vytvd¥ena wvnitini
struktura s PN pY¥echody, K¥emikové struktury pro polovoiidové
systémy mendich primérd jsou ddle vyllendny 2z velkoplofné desky
nap¥iklad ultrazvukovym vykruZovénim, rozvrtdvénim, laserovym
Yezdnim apod, Ndsleduje pFipdjeni k¥emikovich destilek k dilae
taénim molybdenovym nebo wolframovym elektrodsm pomoei pAjky
na bdzi hliniku ve vakuu nebo ochranné atmosfé¥e p¥i teplotd
vys83{ ne¥ 400°C, Opadnd strana k¥emikovych desek je ddle celo=-
plo3né pokovena vrstvou kovového materidlu, hapfiklad zlata,
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hliniku, st¥ibra, niklu vakuovym napa¥enim, naprédenim, chemic=-
ky nebo elektrochemickye.
Plo3né rozélenéni kontaktu na katodové a rldlCl - respo.bazové
a emitorové oblasti se provddi béZnym fotolitografickym postu-
peln,

zasadni nevyhcdou popsanéhe procesu je nezbytnost pokovovat
a fotolitograficky zpracovdvat kfemikové struktury jiZ vydlenénych
malych primérd, coZ podstatné zvySuje pracnost vyroby a klade
velké ndroky na kapacitu za¥izeni v oblasti kusovych operaci,
nap¥iklad expoziénich za¥izeni p¥i fotolitografickém zpracovini,
Kromé toho jsou pokovované a fotolitograficky zpracovdvané struke
tury jiZ opat¥eny dilatadnimi elektrodami, které znacdné znesnade
nuji fotolitograficky proces a jejich¥ pFitomnost vede k vEt3{
nep¥esnosti rozélenéného motivu kantaktu,

Uvedené nedostatky odstraduje zplsob vyroby vikonové polos
vodifové souldstky podls vyudlezu, jehoZ podstata spocivd v tom,
Ze v desce polovodidového materidlu se vytvo¥{ wmitini struktu-
ra polovodidové sondistky, naleZ se jedna plocha desky opat¥i
. celoplosnym kontaktem;tvoFenym alespon dvéma vrstvami raznych
kovi, pFicemZ prvni vretva tloué%ky nminimdlné 5 am se vytvori
kevem ze skupiny nikl, titan, hlinik, zlato, molybden, wolfram,
chrow nebo jejich silicidy a druhf vrstva tlousfky maximalné
Béum gse vytvorl jednim z kovd ze skupiny st¥ibro, nikl, zlato a
poté se takto vytvoFeny kontakt rozéleni s pouZitim nap¥iklad
fotolitografické techniky, p¥ipadn& se velkoplodnd deska rozlle-
ni na mensi destidky, nadeZ se deska nebo destidky polovodico-
vého mataridlu nesokontakxtovanou stranou p¥itavi ve vakuu nebo
ochranné atmosfé¥e p¥i teplotd vy$3{ ne¥ 400 °C pomoci mezivrste
vy na bdzi hliniku k molybdenovému nebo welframovému kotouli,

Zplsob vyroby vykonové polovodilové souddstky podle vynde
lezu zajis¥uje dobré elektrické parametry souddsiek i dobrou
ekonomidnost vyrobniho procesu, Kontakt je deponovdn a fotolitow
. graficky zpracovdn na velkcplodné k¥emikové desce bez dilatadéni
elektrody. Taekto vytvoreny vrstvovy kontakt je odolny
teploté pFipdjeni kiremikové desticky k dilatadni elektrods,
tjo teplotnimu re¥imu v oblasti 400 a% 800 °c,

P¥{kladem provedeni je vyroba rychlych tyristord @ 16 a
24 mm pro bezpotencidlové moduly. Na vychozi k¥emikovou desku
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priméru 50 mm & vnitini celodifusni PNPN strukturou je napaiee
na vretva titanu tlouéf&y 0,9 am a ndslednd galvanicky pPFekry-
ta vrstvou niklu 0,3 am a st¥ibra tloudtky 4 am, Nésleduje
fotolitografické rozélendni kontaktu, ddle pak rozkrouZeni

50 mm k¥emikové desky ultrazvukem na 2 ks PNPN struktur priméru
24 mm & 2 ks PNEN struktur primdru 16 mm, Jednotlivé struktury
jsou spijeny s dilatalnimi Mo elektrodemi pdjkou AlSi ve vakuu
p¥1 teploté 700 °C,

Vyndlez nalezne uplatnéni p¥i vyrob& vsech typl vykonovych
polovodidovych soulistek,



PrPedmé&t vynidlezu

239 9386

Zpisob viroby vikonové polovodiZové souldstky s alespcz
jednim p¥echodem PN a s alespon jednim ploZn¥ &lendnym kontake
tem pro vedeni proudu, vyznadeny tim , Zewv
desce polovodidového materisdlu se vytvo¥i wnit¥ni strukiura
polovodidové souddstky, nadef se jedna plocha desky opatid
celoplodnym kontaktem tvo¥enym alespon dvéme vretvami rdzanfch
kovi, p¥icemZ prwni vrstva tloué%ky,maximélné S5cqum se vytvoFi
kovem ze skupiny nikl, titan, hlinik, zlato, molybden, wolfram,
chrom nebo jejich silicidy a druhd vrstva tlouéfky maximdlnd
8qum se vytvo¥i Jednim z kovl ze skupiny st¥ibro, nikl, zlate
a poté se takto vytvoFeny kontakt rozéleni s pouZitim nap¥iklad
fotolitografické techniky, p¥ipadné se wvelkoplodZnd deska roze
8leni na mendi destilky, nadef se deska nebo destilky polovodie
ového materiflu neokontaktovanou strancu p¥itavi ve vakuun
nebo ochranné atmosféie p¥i teplotd vysS3i neZ 400 °c pomoci me-
zivrstvy na bdazi hlinikn k molybdenovému nebo wolframovému
kotouci,
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